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filling. A pair of electrodes <2) is able to generate a a«c g suriaC e of the 

An optical filter (5) made of meta ox.de J riuch . '^eno^h and cuts off ultraviolet 
discharge vessel (1), transm.ts ultrav.olet rays of ong wave e ^ comprises 
rays of short wavelength. ^^^S^^SS^«ia long wavelength, 
an ultraviolet ray lamp ^^^^^^^^^ ( 10 > accommodates the 
having a discharge vessel £ made ™ of snort waveI 'ength. An optica, 

discharge vessel (1), transmitting at east "«ravioiei i«y sur f aC e of 

be used for a sterilizer, an apparatus for treating flu.d, or an a.r cleaner. 
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Gasentladungsstrahler werden znr Erzeugung 
von UV-Strahien sowie von sichtbarcm Licht and 
Ultrarotstrahle* benutzt. Iusbesondere hat sick 
hierbei die Quecksilberentladung m Form der Ni«- 
derdruck-, HocMruck- and Hochstdruckentladung 
bewahrt und als Werkstoff fur das Eutladungs- 
gefaB weitgehend Quarzglas fcingeftihrt. 

Urn dte Emission auf bestimmte Spektralg-ebiete 
Zu beschranken Oder, umgekehrr, bestimmte Spek- 
tralgebiete zuruckzuhalten, warden bereits Sondcr- 
formen von Quarzglasem entwickelt, bet denen zur 
Erzcugung einer FUterwirkung dem Quarzglas in 
geringen Mengen bestimmte Zusatze gageben wer- 
- den.- So- hat man- beispielsweise 4urcb Zusatz von 
5 Oxyden in Mengen unterhalb o,x% em Quarzglas 
entwickelt, das zwar di* fur die Keirntotung er- 
wunschten Spektmlbereich* der UV-Strahlung in 
der Gegend von 3540 A durchlaJ3t, aber die die 



Ozoubildung bewirkeude Strablung urn 1890 A zu- 
rtickhalt Mit einem derartige* Quarzglas kann « 
man Sterilisationslampen und UV-Strahler fur 
therapeutische und techniscbe Amvendungen her- 
stellen, die den dam it Beschaftigten ntcht durcn die 
Ozonbildung belastlgen. 

Die Gasentladungsstrahler mit einem Eniladungs- 15 
gefafi aus Quar2glas, dem in dieser Weise eine op- 
tische Filterung bewirkcnde 5to£te jcugesetzt sind, 
zeigen nun aber recht oft cinen Nachteil, der be* 
Quecksilberdampfentladungslampen allgemem schon 
lange bekanrtt ist. Ste weiseu nach langerem Ge- 
brauch infolge 6er Gasentladungen Alterungser- 
schemungen auf, insbesondere Braunungen Oder 
andere Verfarbungen, die tdlweise auf den Em- 
tritt von Quecksilberionen in- das Quarzglas wan- 
rend der Entladung und auf ReduktionSfirscheinun- 
gen zuruckgefnhrt werden konnen. 
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Die Erfindung hat nun e>n«n uberrasehend em- 
fachen Weg gefunden. urn die ^ahnten Alterungs- 
ISeinuSen bei den hochwertigen Gasentladungs- 
s rablcm mil einem oine optische F ltcrw^ug 
S aufwei^nden EntladuagsgefaB erhebhch herabzu- 

Se E^pdungsg«na3 wird ein- EntladungsgefaB fur 
GasenUadiinglstrahler unter Verwendung ^ von 
Ch^ mit geriagen Mengen von Zusateen, die 

io eine o|tische Filtering bewirken. so gestaltet. daB 
Wandong des EaaadungsgefaJies aus zwei 
Schichten besteht, die nach an sich Ukamite,. glas- 
techuischeu Verfahren vcrformt and m der Hirze 
miteinander vereinigt sind, and zwar aus .emer 

is auBeren Schicht aus dem mit Zusatzen versehenen 
optisch filternden Quarzglas und aus finer mehrere 
zehntel Millimeter dicken inneren Schich 
atzbestandigen, von dicsen Zusatzen freien Quart- 

«, §l Der Erfindung liegen die folgenden Beobachtun- 

Die zur Erzeuguitg eincr optischen Fdterwirkung 
dem Ouarzglas beigegebenen Zusatte wirken bei 
fSe«r BetriebsdatUr der Gase*laduagsstrahler 
»5 al S Keioie ffir die Enrglasungen. Q««*g"£ ™J 
Oxydzusatzen verandem sich entspr^W der 
wshZ ,W Zusatze wesentUeh f ruber als Glaser ohne 
g^&Sfu^d ^ndern dadurch die Absorption 
erheblich. Wahrend geringe AwEtte ^* 
30 0.1 «/t die erwfinschte FUterwirkuag erst nach lan- 
gercr Betriebszeit merldich ver^dera und™* 
daemQuarzglas geringer Zusatze bisher emWerk- 
staff mit verhSLtnUma&iff kleinen Alteningserschei- 
nua«a erzeugt werden konnte, sind B*hre m,t 
3S gr&feren Zusalzen schon aach sehr karzer Betr.ebs- 
dauer — oft bereits nach eiaigen Stundea — so 
swrk verfarbt, daB si* unbrauchbar sia<L Es war 
aS^iir dea praktUchcn Betricb bisher kaum 
moglich. Gasentladungsstrahler he ™^ e °" d _! 
4= eial aelelctive String ausseodea .Be. dem Strah 
ter nach der Ernndung wird nun die Sclucht des 
EatlTdungsgefaBes dls Gasentladungsstrahlers, 
S! dK.wuasehte optische ?i»«2*S&S 
sribt von der die Alterungserschemiingen auslosen 
45 ten DanSeatladung. i^besondere Q"*"^ 
dampfentladung, dadurch isol.ert ^ 
iSseitc einc%on deu Zusatzen Q?" 8 ^ 
schicht aufgebracht wird, die eine erhobte Atz- 
iSJkeit alfweist Die Tiefe der Schicht, inner- 
5. halb deren die die Alter uagserscheiaungen a£- 
losenden Veraaderungen vor sich gehen. 1st ver 
^ichsweise gering. Um den schadheben EmflaB 
le, Drmffennad J»g inaerhalb des Entladnngs- 
gefWi za^^hran-ken, genugt es deshalb, ,mlnn£ 
W ttn des EntiaduagsgefaBes eiae ^'^Bdjga 
Schicht mit eiaer Dicke in der Groflenordnung von 
mehreren zehntel Millimeter vo«usehen. wobei die 

- ■ .iiischen-Verfahren verfomn ua4 in der H.tze- mit- 

60 "If Z t l£X£i*^ worden, Entladun^- 
gefifle von Gaseatladungslanipen an* ement TJV- 
durcblassigen hochkiesclsaureha -igen Glas mit 



einer inneren Scbichi aus Sil.ziumdioxyd durch 
Behandlung der Glashulle mit elirer Mischuns au=, «. 
Athylsilikat und Athylalkohol «. verschca. Abge- 
seheo davon, daB die thermische WiderstandsEhigw 
keit der auBerenGlasschicht im Vergleich zu Qaarz- 
glas beschiankt ist, laflt sich die innere Schicht nur 
als ein scbuppenartiger Niederschlag gewinnen, der T 
hei hohen Wandbelastungea des Gasentladuags- 
strahlers keinen ausreicheoden Schutz gegen Ver- 
atzung gibt. Demgegenuber handelt es s.ch be! der 
Erfindung um cin EntladuflgsgefSB, dafi P fak f=^ 
nur aus Quarzglas mit seinen hervorragenden tech- 7 
nischen Eigenschaften besteht undbei dem die be»- 
den Schichten wegen ihrer uberemst.aimenden 
Eigenschaften durch die Vereifiigung in der Hitee 
so innig verbunden sind. daB e.ne Trenirongsh^ 
zwischel ihnen nicht z u erkennen ,st Schu« « 
durch die innere. von Znsatzen freie Qnawglas 
schicht gegen die fotochemischen Angnffe ist also 
deokbar giinstig. . , 

Die dunn* atebestaadige Q^rzglasschicht kann 
beispieUweise aus cicem gewohnldchea bandelsub- 
tichenQuarzgLasbesteheo. das dieerwabnten iFilter- 
zusatze aicbi enfhalt. ZweckmaBig wird aber ein 
besonders reines Quatzglas benutzt. 

Um die Lebensdauer aoch v»eiter zu steigern. 
empfiehlt es sich. fur die innere Schicht «n Quarz- 
glaTzu verweaden, das beisp.eXsweise durch emen 
naechanischea Ruhxvorgang oder durch ^ Ultraschall- 
dispergierung besonders tomogenisiert 1st; es han- 
delt sich hierbei um eia Quarzglas. wie _ es bere. s 
bei einem al.teren Vorschlag als Material ^ fur dbe 
EntladungsgefaBhuIlen von Gaseatladungsstwhlern 
genannt ist Hierdurch werden germge Fremdenfr 
fchlusse innerhalb der Quarzglasmasse so fern und 
sileicbmaflig vexteUt, dafl aie nicbt mehr eUs K-eimc 
EQr die die Alterungserschelnungen W»rkend«x 
chemiscben uad physikalischen Reaktionea dienen 

^ifEntladttngsgefafle fur GasenUadungsstrahler 
eemafl der Erfindung lassen sich in mannigfacher 
Weise fur die verschiedensten Anweadaagea ta 
sichtbaren, ulrraviolettea und ttlti^rotenGebaether- 
steUen. So gelingt es beispLrfsw<ase, die i^^s 
dauer der oben beaprochenen Ea&e.muiigslaiapea 
und der UV-Strahler fur therapeutische und tecti- 
oSsche Aaweadungen mit Absorptionea in besbmrn- 
\L Gebieteri bedeutend zu erhfihen Daruber hia- 
Z ist e, jetzt aber a«ch mSglich, Ga^aUadur^s- 
strahler mit selektiver Srrahlung in den verschie- 
densten Spektralgebietea von uberraschead lwher 
Lebensdauer herzustellen, also zwei scheiabar zn- 
nicbst Sich widersprecheade Forderuogen zu ver- 

^B^ielsweise ist es jetzt moglich, Q«^?r- 
entladangslampea hoher Lebensdauer h^^; 
deren Emission erst von einex bestmimten Wellen- 
lange an begiant. Auch kana der Fordemng nach 
. lanien Bctrtebszeiten eatsprochen- werdea bet ^ der 
Befstellung von Entladungsgefaficn tor ' Gasen£ 
ladunfsstrthler, deren Absorptionskante un UV-B 
JuV-C an ciner beliebigea Stellc beguint also 
auch fur Strahler, die voa 2800 bis 3I5°A em.t- 
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♦;»,-,.« fUV-B oder Dornustrablwig), 

?A?f£ Strohter, welche die Emission w abgren- 
££«S OSaz* Gebiet oberhalb von 2500 A durch- _ 

ff< TmTi« mBglich. Gasentladungsstrahler mit ! 
EwSungsgefaBef aus Quarzglas mit : 

MSSft^^ ST aK" 

-ei auch dafl fur medizimsche ^fd** aU J. 1.7" 
^nhfer bereestellt weroen konnen, die bej- 

wabrcnd sie vorzugsweise die Domost /T ~w rfi* 

fern lediflich mit vergteichswe:** schwachen lu- 
tensitaten erzielt werden konnten. . 

Filr besondere Zwecke * 
-efdflen fur Gaseutladungsstrahler an » teU «^f! 
iSXSn Schicht aus S^SSsSK 
optisch filtemden Quarzglas auch *JJ c * h 

Jl a „, Ouarzglasern mit verschiefcnen optiscn 

Dei Fullungen des EntladungsgefaBeS mxt anderen 
Stoffea ala Quecksilber bestelwm. 

PATENTASSPBOCHE; 

t EntladungsgefiB fur 'GasentladungsStrah' 
ier «£ vEESi* von Quarttglasmit g<uw 
Mengen von Zwitaen. die «*e Jg*** 
^M^^nfT hewirkeu. dadurch gekennzeicnnei, 
SK^wSifdes EntladungsgefaBes aus 
xw« Scbicbten besteht, <lie nach an be- 
^JL^ cOastechniscnen Verfahrcn verformt 

oSreS MUHmeter dicken » = 

Schicht aus einem Stzbestandigen, von diesen 
So Ztisawen frcien Quarzglas. 
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3 . EntladungsgefiB gcmaB Ansprueh 1. da- 
dureh M&ewweiehnet. daB die mnere Schtcht 
aw einem moglicbst reinen handelsubl.chen 

durch gekennzeichnet, daB die mnere Schicht 
its einem beisplelsweise durch erne* .nechan - 
schen Ruhrvorgang odcr durch WiwaehaU 
disoergierung homogenisierten Quarzglas he- 
stebt, daTdie vorfundenen Verunrem.gungcn 60 
In {einstverteiltcr Form enthalt. 

4. Entladungsgefafl gemaB Ansprnch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB an Stelle emer auBe- 
renSchicbt aus dem mit Zusatzen versehenen, 
Siscb filternden Quarzglas ^hrere ^rcm- * 
anderliegende Schichten aus QuarzgUsern mit 
t-crSedcne* optisch filternden Zusatzen vor- 

^Eatfadungsgefaa gemaB Anspruch 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , daB sur Anwendung 7. 
in Sterilisationilampen die auBere Schicht Oder 
die auBeren Schichten aus Quarzglas bestehen, 
dem geringe Mengen von temperaturbestan- 
d£a Oscytei zugefetzt sind, welche da. fur die 
Kftatdtiig bedeutsame Spektralgebict « der 75 
Nl^ voTi.S40 A weltgehend furchlassen, aber 
daTdie 0«i3>ildung anregende Spektraigeb.et 
xxm r8oo A. weitgehead zuruckhalten. 

6. Etitladnngsgef aS gemaB Ansprucb » bts 4, 
dadurch gekennaeichnet, daB die auflere Schuht 
od« diAuSerea Schichten aus Q^SS- ' 
mit Zusataen. bestehen. die das XJV-C unter 
drficken und voriugsweisc das Doraogebtet 

^"EnUadangsgrfafi gemafl Ansprucb 1 bis 4, N 
dadurch gekeniztichnet. daB die auBere Scbicbt 
ode? die auBeren Schichten aus Quarzglasern 
mit Zuslteen bestehen, die das Gebiet unterhalb 
3150 A unterdrucken. fl0 

la Betracht gezogene Druckschriftcn: 
Deutsche Patentschriften Nr. 604486, 5i3 3<*>. 
63 d^«che Patentanmeldung H3SVlIIc/ 2 if (be- 95 

kanntgemacht am 30.8. 1951): . 
USA-Patentschrift Nr. 2295626; 
britische Patentschrift Nr. 681 180; H 
Fe^tschriit der Fa. W. C. Heraeua ; ,m . b-H. 

lu a looiahrigai Jobilaum. 1931. S. 337 bis 354- 
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